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화학환원법을 이용한 Tungsten 분말의 제조 
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W분말은 고융점 재료로서(3410℃) 분말야금 공정에 의해 제조될 수 있는 대표적 소재로서 공구, 금형 

등의 소재로 사용되는 WC/Co 합금과 같은 카바이드 형태 및 군수용 소재로 사용되는 W/Cu합금 형태

의 소재로서 많이 사용되고 있다. 또한 고온이 되어도 경도와 강도를 유지하므로 전기접점, 용접용 전

극, 정밀 기계부품으로 사용된다. 더욱이 텅스텐은 내열 충격성, 고온강도, 내마모성 등 고온 특성이 우

수하여 우주 로켓용 노즐재료 등의 항공재료로 각광을 받고 있다. 이러한 W분말의 사용에 있어서 기

계/열/전기적 특성의 향상을 위하여 입자의 미세화 및 균질화가 절실히 요구되어 지고 있다. 기존의 W

분말의 제조는 기계적 분쇄법에 의해 이뤄지고 있는데, 입자미세화에 한계(100 ㎚)가 있고 불순물의 

혼입의 가능성이 있어 새로운 제조방법이 필요하다. 본 연구에서는 액상합성법의 일종인 화학환원법

을 이용하여 W분말을 제조하려고 한다. 화학환원법은 WCl6의 출발물질을 환원제인 N2H4을 사용하

여 강력한 환원반응에 의해 금속분말을 생성하는 방법이다. 본 연구에서는 이 과정 중 출발물질의 농

도변화, 환원제의 양 변화 등의 반응변수가 생성된 W분말의 물성에 미치는 영향을 살펴보았다.  
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